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KARTA OPISU MODULU KSZTALCENIA

Nazwa modutu/przedmiotu Kod

Galwanotechnika 1010702211010700025
Kierunek studiow Profil ksztatcenia Rok / Semestr

(ogodlnoakademicki, praktyczny)

Technologia chemiczna ogélnoakademicki 1/1

Sciezka obieralno$ci/specjalnosé Przedmiot oferowany w jezyku: | Kurs (obligatoryjny/obieralny)
Elektrochemia techniczna polski obligatoryjny
Stopien studiow: Forma studiow (stacjonarna/niestacjonarna)
Il stopien stacjonarna

Godziny Liczba punktow

Wyktady: 30  Cwiczenia: -  Laboratoria: 75  Projekty/seminaria: - 6
Status przedmiotu w programie studiéw (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogdlnouczelniany, z innego kierunku)

inny ogélnouczelniany
Obszar(y) ksztatcenia i dziedzina(y) nauki i sztuki Podziat ECTS (liczba i %)
nauki techniczne 6 100%
nauki techniczne 6 100%

Odpowiedzialny za przedmiot / wyktadowca:

dr Tadeusz Leczykiewicz

email: tadeusz.leczykiewicz@put.poznan.pl
tel. 61 665 2153

Woydziat Technologii Chemicznej

ul. Berdychowo 4 60-965 Poznan

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci, kompetencji spotecznych:

. Student posiada podstawowg wiedze z zakresu chemii fizycznej, chemii nieorganicznej,
1 Wiedza: elektrochemii. Student zna narzedzia matematyczne wykorzystywane w obliczeniach
chemicznych.

Postuguje sie podstawowymi technikami laboratoryjnymi. Posiada umiejetno$¢ prezentowania

2 Umiejetnosci: wynikéw badan w postaci raportu.
3 Kompetencje Rozumie potrzebe doksztatcania sig i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i
spoteczne osobistych.

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest ukierunkowanie studenta na zarzadzanie i nadzér technologiczny nowoczesnych galwanizerni. Student
uzyska ponadto wiedze w zakresie obecnych trendéw w technologii pokry¢ galwanicznych, ekonomicznych aspektow
osadzania metali jak réwniez obecnych regulacji prawnych w zakresie dziatania galwanizerni na terenie Unii Europejskiej.

Efekty ksztatcenia i odniesienie do kierunkowych efektéw ksztalcenia

Wiedza:

1. Posiada wiedze w zakresie proceséw wytwarzania pokry¢ galwanicznych, obejmujaca dobér materiatéw, surowcéw, metod,
technik, aparatury i urzgdzen do realizacji proceséw elektrochemicznych oraz badania wtasciwos$ci otrzymanych powtok -
[K_WO03, K_ W07, K W12]

2. Ma wiedze z zakresu podstawowych aspektéw prawnych oraz metod utylizacji odpadéw galwanicznych - [K_WO03, K_W08]
Umiejetnosci:

1. Student posiada umiejetno$¢ zaprojektowania i kontrolowania procesu osadzania powtok galwanicznych, potrafi dobra¢
odpowiednig powtoke oraz technike osadzania do materiatu podtoza - [K_UO05, K_U13,K_U15, K_U22]

2. Student posiada umiejetnos¢ obstugi aparatury elektrochemicznej (galwano-potencjostatu) wykorzystywanej w procesach
galwanicznych - [K_UO05, K_U09]

3. Potrafi krytycznie oceni¢ uzyskane wyniki badan, okresli¢ ich dalszy kierunek oraz zaprezentowa¢ je w formie raportu -
[K-U06, K-U21]

Kompetencje spoteczne:

1. Student rozumie potrzebe samoksztatcenia i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - [K_K01]
2. Student ma swiadomos¢ przestrzegania zasad etyki inzynierskiej - [K_K03, K_K05]

3. Student ma uksztattowang swiadomos¢ koniecznosci ochrony srodowiska naturalnego - [K_K02]
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Sposoby sprawdzenia efektow ksztatcenia

Biezgca kontrola wiedzy i umiejetnosci w trakcie wykonywania ¢wiczen laboratoryjnych.
Ocena odpowiedzi ustnych z zakresu zagadnien zwigzanych z éwiczeniem laboratoryjnym.
3. Pisemny egzamin koncowy.

Tresci programowe

Na zajeciach oméwione zostang podstawowe zagadnienia z zakresu osadzania metali i ich stopow takie jak: przygotowanie
powierzchni, wytwarzanie powtok konwersyjnych, sktad chemiczny kgpieli do osadzania metali i wytwarzania powtok
tlenkowych, utylizacja $ciekéw pogalwanicznych, kontrola jakos$ci powtok, podstawowe i zaawansowane urzadzenia
galwanizerskie . Oméwione zostang takze aspekty prawne dziatania galwanizerni.

Literatura podstawowa:

1. Poradnik galwanotechnika, praca zbiorowa, WNT Warszawa 2002.

2. A. Ciszewski, Podstawy inzynierii elektrochemicznej, PP Poznan 2004.

3. M. Schlesinger, M. Paunovic, Modern Electroplating, Fourth Edition Wiley 2000.
Literatura uzupetniajaca:

1. N. Kanani Electroplating. Basic principles, processes and practice Elsevier 2004.

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Czynnos¢ Czas (godz.)
1. Wyktad 30
2. Konsultacje do wykfadu 5
3. Konsultacje do laboratorium 20
4. Przygotowanie do laboratorium 10
5. Laboratorium 75
6. Przygotowanie do egzaminu 8
7. Egzamin 2
Obciazenie praca studenta
forma aktywnosci godzin ECTS
taczny naktad pracy 150 6
Zajecia wymagajace bezposredniego kontaktu z nauczycielem 130
Zajecia o charakterze praktycznym 75 0
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